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【57】申請專利範圍
1.　一種積體電路裝置，包括：
由半導體裝置構成的多個列，所述多個列沿著第一軸延伸且沿著橫跨於所述第一軸的第

二軸並排佈置，

其中

所述多個列包括：

第一列，沿著所述第二軸具有第一高度，

第二列，沿著所述第二軸具有第二高度，所述第二高度小於所述第一高度，以及

第三列，

所述多個列中的每一者包括：

第一主動區，為第一導電類型，以及

第二主動區，為不同於所述第一導電類型的第二導電類型，所述第二主動區沿著所述第

二軸而與所述第一主動區間隔開，且

沿著所述第二軸，所述第一列中的所述第一主動區或所述第二主動區的第一寬度大於所

述第二列中的所述第一主動區或所述第二主動區的第二寬度，所述第三列的所述第一主

動區與所述第一列及所述第二列中的一者的所述第一主動區合併成經合併第一主動區，

且所述經合併第一主動區沿著所述第二軸佈置於所述第三列的所述第二主動區與所述第

一列及所述第二列中的所述一者的所述第二主動區之間。

2.　如請求項 1所述的積體電路裝置，其中
所述多個列包括沿著所述第二軸由一組列構成的重複圖案，且

所述一組列包括所述第一列及所述第二列。

3.　如請求項 2所述的積體電路裝置，其中
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所述一組列包括以下中的至少一者：

第一子組列，各自沿著所述第二軸具有所述第一高度，所述第一子組列包括所述第一

列，或者

第二子組列，各自沿著所述第二軸具有所述第二高度，所述第二子組列包括所述第二列。

4.　如請求項 1所述的積體電路裝置，其中
所述多個列更包括沿著所述第二軸具有第三高度的第三列，所述第三高度小於所述第一

高度且大於所述第二高度，且

在所述第三列中，所述第一主動區或所述第二主動區沿著所述第二軸具有第三寬度，所

述第三寬度小於所述第一寬度且大於所述第二寬度。

5.　如請求項 1所述的積體電路裝置，滿足以下中的至少一者：
在所述第一列中，所述第一主動區或所述第二主動區包括：

具有所述第一寬度的部分，以及

具有小於所述第一寬度的經減小第一寬度的另一部分，或者

在所述第二列中，所述第一主動區或所述第二主動區包括：

具有所述第二寬度的部分，以及

具有小於所述第二寬度的經減小第二寬度的另一部分。

6.　如請求項 1所述的積體電路裝置，其中
所述第三列沿著所述第二軸具有與所述第一列及所述第二列中的所述一者相同的高度。

7.　一種儲存於非暫時性電腦可讀取儲存媒體上的積體電路（IC）佈局，所述積體電路佈局
包括：

第一電路區；以及

第二電路區，

其中

所述第一電路區及所述第二電路區中的每一者包括：

多個第一胞元，沿著胞元高度方向具有第一胞元高度，

多個第二胞元，沿著所述胞元高度方向具有第二胞元高度，所述第二胞元高度小於所述

第一胞元高度，及

等效胞元高度，對應於所述第一胞元高度、所述第二胞元高度、所述多個第一胞元的列

數及所述多個第二胞元的列數，且

所述第一電路區的所述等效胞元高度不同於所述第二電路區的所述等效胞元高度，所述

多個第一胞元中的一第一胞元包括：

第一主動區及第二主動區，具有不同的導電類型且沿著所述胞元高度方向彼此間隔開，

經延伸源極/汲極接觸件，沿著所述胞元高度方向在所述第一主動區及所述第二主動區之
上延伸且電性耦合至所述第一主動區及所述第二主動區，以及

導電圖案，在所述積體電路佈局的多個金屬層之中第二靠近所述第一主動區及所述第二

主動區的金屬層中，沿著所述胞元高度方向在所述經延伸源極/汲極接觸件之上延伸且與
所述經延伸源極/汲極接觸件以並聯方式電性耦合。

8.　如請求項 7所述的積體電路佈局，更包括：
多個第三胞元，沿著所述胞元高度方向具有第三胞元高度，所述第三胞元高度小於所述

第一胞元高度且大於所述第二胞元高度，

其中所述多個第三胞元包括於以下中的至少一者中：

所述第一電路區，

所述第二電路區，或者

所述積體電路佈局的第三電路區，其中所述第三電路區中的所有胞元為所述多個第三胞

元。

(2)

- 4260 -



9.　如請求項 8所述的積體電路佈局，更包括經合併胞元，其中
所述經合併胞元包括兩個胞元，所述兩個胞元各自為所述多個第一胞元中的一者、所述

多個第二胞元中的一者或所述多個第三胞元中的一者，

所述兩個胞元的主動區合併成所述經合併胞元的經合併主動區，且

所述經合併胞元沿著所述胞元高度方向的胞元高度是所述兩個胞元沿著所述胞元高度方

向的胞元高度之和。

10.   一種產生電路區的積體電路佈局的方法，所述方法至少部分由處理器實行且包括：
基於將由所述電路區實行的應用來確定等效胞元高度；

基於所確定的所述等效胞元高度來確定胞元列配置，所述胞元列配置包括具有第一高度

的至少一個第一列、具有不同於所述第一高度的第二高度的至少一個第二列以及第三

列，所述第一列、所述第二列以及所述第三列沿著第一軸延伸且沿著橫跨於所述第一軸

的第二軸並排佈置，其中所述第三列的第一主動區與所述第一列及所述第二列中的一者

的第一主動區合併成經合併第一主動區，且所述經合併第一主動區沿著所述第二軸佈置

於所述第三列的第二主動區與所述第一列及所述第二列中的所述一者的第二主動區之

間；

根據所確定的所述胞元列配置產生胞元陣列；以及

實行放置及佈線操作以產生所述電路區的所述積體電路佈局，所述放置及佈線操作包括

基於所述電路區進行以下操作：

將具有所述第一高度的一或多個第一胞元放置於所產生的所述胞元陣列中具有所述第一

高度的一或多個第一列中，以及

將具有所述第二高度的一或多個第二胞元放置於所產生的所述胞元陣列中具有所述第二

高度的一或多個第二列中。

圖式簡單說明

藉由結合附圖閱讀以下詳細說明，會最佳地理解本揭露的態樣。應注意，根據行業中的

標準慣例，各種特徵並非按比例繪製。事實上，為使論述清晰起見，可任意增大或減小各種

特徵的尺寸。

圖 1A是根據一些實施例的 IC裝置的方塊圖。
圖 1B是根據一些實施例的 IC裝置的部分的立體圖。
圖 1C是根據一些實施例的圖 1B所示 IC裝置的所述部分的剖視圖。
圖 2A是根據一些實施例的 IC裝置的電路區的 IC佈局的示意圖。
圖 2B是根據一些實施例的圖 2A所示 IC佈局的簡化示意圖。
圖 2C包括根據一些實施例的一或多個 IC佈局中的各種胞元列配置的示意圖。
圖 3包括根據一些實施例的可放置於 IC佈局中的各種胞元的示意圖。
圖 4A是根據一些實施例的 IC裝置的電路區的 IC佈局的示意圖。
圖 4B及圖 4C是根據一些實施例的一或多個 IC佈局中的各種胞元列配置的示意圖。
圖 5A是根據一些實施例的 IC裝置的方塊圖。
圖 5B及圖 5C是根據一些實施例的一或多個 IC裝置的各種電路區的 IC佈局的示意圖。
圖 6是根據一些實施例的 IC裝置的電路區的 IC佈局的示意圖。
圖 7A包括根據一些實施例的 IC裝置的電路區的示意性電路圖及剖視圖。
圖 7B及圖 7C是根據一些實施例的圖 7A所示電路區的 IC佈局的各個層處的示意圖。
圖 7D包括根據一些實施例的 IC裝置的電路區的示意性電路圖及剖視圖。
圖 7E及圖 7F是根據一些實施例的圖 7D所示電路區的 IC佈局的各個層處的示意圖。
圖 8A是根據一些實施例的 IC裝置的電路區的示意性電路圖。

(3)
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圖 8B是根據一些實施例的圖 8A所示電路區的 IC佈局的示意圖。
圖 9A及圖 9B是根據一些實施例的一或多個 IC裝置的各種電路區的 IC佈局的示意圖。
圖 10是示出根據一些實施例的可放置於 IC佈局中的各種胞元的佈線特徵的表格。
圖 11及圖 12是根據一些實施例的各種方法的流程圖。
圖 13是根據一些實施例的電子設計自動化(EDA)系統的方塊圖。
圖 14是根據一些實施例的 IC裝置製造系統以及與其相關聯的 IC製造流程的方塊圖。

(4)
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